Produkty do fosforanowania zelazowego w technologiach natryskowych, zanurzeniowych oraz wysokiego cisnienia — odttuszczanie i

fosforanowanie

w jednym procesie; Preparaty do pasywacji bezchromowej

rl HAUG"®

Substanz. Partnerschaftlich. Erleben.

Preparat do
odtluszczania
i fosforanowania

Preparat do
odtluszczania
i fosforanowania

Preparat do
odtluszczania
i fosforanowania

ESKAPHOR W 587

ESKAPHOR W 622

ESKAPHOR W 634

Stezenie: 2,0 - 5,0 %

Temperatura stosowania:

50-70°C
Czas: 3-7 min

Stezenie: 0,5-2,0 %

Temperatura stosowania:

35-70°C
Czas: 1 -3 min

Stezenie: 0,5-2,5 %

Temperatura stosowania:

pokojowa - 70 °C

Wyprodukowano
specjalnie dla
zastosowania

w technologii
zanurzeniowej

Fosforanowanie
cienkowarstwowe

Technologia natryskowa

Technologia dla
urzgdzen natryskowych
wysokocignieniowych

i parowych

Prosta obstuga
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Poprawienie przyczepnosci
farby

Poprawienie przyczepnosci
farby

Przyspieszone wytwarzanie
powtoki

Poprawienie przyczepnosci
farby

Przyspieszone wytwarzanie
powioKi

Znaczgca poprawa
jakosci, zastosowanie
w prostych urzgdzeniach

Znaczgca poprawa
jakosci

Znaczgca poprawa
jakosci

Zmniejszone ryzyko
powstawania rdzy
nalotowej po czyszczeniu
wysokocisnieniowym



Produkty do fosforanowania zelazowego w technologiach natryskowych, zanurzeniowych oraz wysokiego cisnienia — odttuszczanie i

fosforanowanie
w jednym procesie; Preparaty do pasywacji bezchromowej

rl HAUG®

Substanz. Partnerschaftlich. Erleben.

Stezenie: 0,5-2,0 % Znaczgca poprawa

Preparat do_ ESKAPHOR W 633 Temperatura stosowania: Ifosforanowar)ie Poprawienie przyczepnosci jakosci
odttuszczania 3570 °C zelazowe takze dla farby
i fosforanowania Czas: 1 - 3 min aluminium Zastosowanie dla

Technologia natryskowa learveie =l
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Produkty do fosforanowania zelazowego w technologiach natryskowych, zanurzeniowych oraz wysokiego cisnienia — odtluszczanie i

fosforanowanie

w jednym procesie; Preparaty do pasywacji bezchromowej

Niskotemperaturowy
produkt do
odtluszczania

i fosforanowania

Preparat do
odtluszczania

i fosforanowania
grubowarstwowego

Preparat do pasywacji
- krotkotrwate
sktadowanie

w suchych warunkach

ESKAPHOR W 670

ESKAPHOR W 710

ESKAPHOR P 352

Stezenie: 1,5-2,0 %

Temperatura stosowania:

35-45°C
Czas: 1,5 -3 min

Stezenie: 1,3-1,8 %

Temperatura stosowania:

35-60°C
Czas: 2 - 5 min

Stezenie: 0,2 - 3,0 %

Zastosowanie
w technologiach
niskotemperaturowych

Technologia natryskowa

Fosforanowanie
zelazowe
grubowarstwowe

Bardzo dobre
wiasciwosci
odtluszczajace

Gruba powtoka

Technologia natryskowa

Skoncentrowany
preparat do pasywacji

Technologia

zanurzeniowa
i natryskowa
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Poprawienie przyczepnosci
farby

Niska temperatura

Poprawienie przyczepnosci
farby

Lepsza odpornosé

antykorozyjna w poréwnaniu
do fosforanowania zelazowego

cienkowarstwowego.

Znakomita czasowa ochrona

antykorozyjna

Przy nizszych stezeniach nie
przeszkadza w lakierowaniu

I'l HAUG®

Substanz. Partnerschaftlich. Erleben.

Zmniejszone koszty
energii

Znaczgca poprawa
jakosci

Znaczgca poprawa
jakosci

Zapobiega powstawaniu
rdzy nalotowej



Produkty do fosforanowania zelazowego w technologiach natryskowych, zanurzeniowych oraz wysokiego cisnienia — odttuszczanie i
fosforanowanie
w jednym procesie; Preparaty do pasywacji bezchromowej

rl HAUG®

Substanz. Partnerschaftlich. Erleben.

Pasywacja ESKAPHOR P 355 Stezenie: Zastosowanie Polepszenie odpornosci Znaczgca poprawa
bezchromowa 0,125 - 0,25 % w technologii korozyjnych na jakosci
Temperatura stosowania: natryskowej pofosforanowanych detalach
20-55°C i zanurzeniowej
Czas: 0,25 - 0,5 min Pracuje w niskim stezeniu
Preparat do pasywacji ESKAPHOR P 352-2 Stezenie: 0,2 - 3,0 % Skoncentrowany Znakomita czasowa ochrona Zapobiega powstawaniu
- krétkotrwate preparat do pasywacji antykorozyjna rdzy nalotowej
sktadowanie
w suchych warunkach Zastosowanie Przy nizszych stezeniach nie
w technologii przeszkadza w lakierowaniu
natryskowej

i zanurzeniowej
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